
智利智利智利智利共和国共和国共和国共和国（（（（CL）））） 

1 概述概述概述概述 

智利对发明、实用新型与工业品图案与设计等统一立法予以保护。现行法为 1991年 1

月 25日制定的《法律 19.039》（工业产权法）以及《法律 19.996》（2005年 3月 11日）、《法

律 20.160》（2007年 1月 26日）、《法律 20.569》（2012年 2月 6日）等修订法。 

智利对发明专利实行延迟审查制。2005年 11月 30日之前提交的申请，保护期自授权

之日起 15年；2005年 11月 30日之后提交的申请，保护期自申请提交之日起不超过 20年。 

智利对实用新型实行延迟审查制，实用新型保护期限自申请日起不超过 10年。 

智利工业品图案与设计实行注册制，工业品图案与设计保护期限自申请日起不超过 10

年。 

智利于 1975年 3月 25日加入《专利合作条约》（PCT），1975年 6月 25日正式生效。

1991年 3月 13日加入《保护工业产权巴黎公约》，1991年 6月 14日正式生效。2009年 3

月 2日加入《专利合作条约》，2009年 6月 2日正式生效，现已成为 PCT国际检索单位（ISA）

和国际初步审查单位（IPEA）。 

� 文献种类文献种类文献种类文献种类 

智利工业产权局可查阅的专利文献主要是申请提交时的申请文本副本。所涉及的专利文

献种类通过申请表格页和扉页上的申请种类选项标记予以区别。所有申请文本的扉页上未标

识专利文献种类代码。 

� 文献编号文献编号文献编号文献编号 

智利工业产权局在受理申请时，将发明专利、实用新型、工业品图案与设计的申请用一

套编号规则统一编号。 

类型类型类型类型 编号说明编号说明编号说明编号说明 样例样例样例样例 

各种申请号 年代+5位数序号 200703773 

发明专利申请公布号 年代+5位数序号 200703773 

发明专利授权公告号 序号 46457 

实用新型申请公布号 年代+5位数序号 200501389 

实用新型授权公告号 序号 225 

工业品图案与设计申请公布号 年代+5位数序号 200902224 

工业品图案与设计授权公告号 序号 6276 

2 本国公共检索资源本国公共检索资源本国公共检索资源本国公共检索资源 

智利工业产权局在其官网的专利检索主页上设置了三种查询发明专利、实用新型、工业

品图案与设计等数据的选项：电子版国家日报（Estados diarios electrónicos），数据库检索

（Buscar en Base de Datos），1840~2008年数码文件检索（Buscar en Expedientes Digitales 1840 

a 2008）。 

� 检索资源地址检索资源地址检索资源地址检索资源地址 

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-multipropertyvalues-730-877.html 



� 检索资源语种检索资源语种检索资源语种检索资源语种 

西班牙语 

� 资源收录范围及文献量资源收录范围及文献量资源收录范围及文献量资源收录范围及文献量 

智利工业产权局官网可检索 1840年以来的发明专利、实用新型、工业品图案与设计等

数据。智利工业产权局通过电子版国家日报每日或隔日（工作日）将发明专利、实用新型、

工业品图案与设计等处理信息进行公告。 

� 检索资源主要功能检索资源主要功能检索资源主要功能检索资源主要功能 

（（（（1））））文献检索文献检索文献检索文献检索 

①数据库检索 

数据库检索界面（如图 CL-1）设置两组检索选项：申请号查询（1.- Consultar por N° de 

Solicitud），其他检索入口（2.- Consultar por otros Términos）。其他检索入口涉及：名称

（Titulo），摘要（Resumen），申请人名字（Nombre Solicitante），申请人国家（País Solicitante），

发明人（Inventor），专利种类（Tipo de Patente），国际专利分类号（Cip），注册号（Nro. de 

Registro），优先权国家（País Prioridad），优先申请号（Nro. de Prioridad），申请日（Fecha 

Presentación），优先申请日（Fecha Prioridad）等。其中申请人国家和优先权国家分别设有国

家地区名称选项，专利种类设有发明专利（Patente de Invención）、实用新型（Modelo de 

Utilidad）、工业品设计（Diseño Industrial）、集成电路布图（Esquema）和工业品图案（Dibujo 

Industrial）等选项，有三个检索入口选项中的“Seleccionar”为任意项。两个日期字段均可

以分别输入起和止日期，“Hasta”为止日。 

图 CL-1 

②数码文件检索 



1840~2008年数码文件检索界面设置两种检索方式：文件检索（Buscar en Expedientes）

和著录数据检索（Buscar en Datos Bibliográficos）。文件检索界面仅设置一个检索字符串输入

窗口，可输入任意检索字符串，如日期，号码，关键词等。著录数据检索界面（如图 CL-2）

设置了多个检索入口：申请号（N. de Solicitud），注册号（N. de Registro），申请人（Solicitante），

注册日期（Fecha de Registro），摘要或说明（Resumen o Descripción）。 

图 CL-2 

（（（（2））））检索结果检索结果检索结果检索结果 

智利工业产权局数据库检索结果以目录形式显示，可进一步点击查阅每件专利的主要著

录信息。1840~2008年数码文件检索则可查阅每件专利的申请文件副本（如图 CL-3）。 

图

CL-3 



3 相关国际相关国际相关国际相关国际（（（（地区地区地区地区））））或组织的检索途径或组织的检索途径或组织的检索途径或组织的检索途径 

欧洲专利局的官方检索网站（ ESPACENET-LATIPAT）、世界知识产权组织

（PATENTSCOPE）和西班牙专利商标局（INVENES-LATIPAT）可以检索智利工业产权局

公布的发明专利与实用新型文献。 

世界知识产权局的官方检索网站（PATENTSCOPE）可以检索智利工业产权局出版的专

利文献，文献收录范围为 1919年 5月 16日至今，文献量 1,188,072篇。 

 


